
日本学術振興会炭素材料第１１７委員会 

東京工業大学・応用セラミックス研究所 

特別講演会プログラム （第６９回）  

 
１．日 時 ： 平成１８年９月１４日（木） １３：００～１７：００  
                   [講演会終了後 17:15～19:00懇親会] 
２．場 所 ： 東京工業大学 すずかけ台キャンパス 大学会館・すずかけホール 
 
３．プログラム：  
 
         開会の辞 
 
13:00～14:00  大澤 善美 先生（愛知工業大学） 
        「化学気相含浸（CVI）法によるリチウムイオン電池負極用炭素の合成」 
 
14:00～14:30  森下 隆広 先生（東洋炭素） 
       「炭素被覆プロセスを用いた熱可塑性樹脂からのメソポーラスカーボンの 
        調製とそのキャパシタへの応用」 
 
14:30～15:00  中村 和正 先生（中央大学） 
        「炭素前駆体への異種元素添加による炭素材料の高機能化 
-         ガラス状炭素の酸化挙動および酸化抑制機構の解析-」 
 
15:00～15:30  コーヒーブレイク 
 
15:30～16:00  小林 陽介 先生（三菱化学） 
        「STM/STS によるグラファイトのジグザグ・アームチェア端の観察」 

 
16:00～17:00  原 亨和 先生（東京工業大学） 
        「アモルファスカーボンをベースにした硫酸代替となる固体酸」 
 

閉会の辞 
 

 

17:15～19:00  懇親会  大学会館３階ラウンジ  会費：￥3,000.当日受付 


